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First written test
Plasma Surface Treatment Specialist
	직무활용분야
Field
	플라즈마 가공 부문
Plasma processing area
	자격명칭
Qualification
	플라즈마 표면처리 스페셜리스트
Plasma Surface Treatment Specialist
	적용기간 Valid date
	2021~

	시험방법
Exam type
	객관식
Multiple choice
	문항 수
No. of Ques.
	40
	시험시간
Exam hour
	90분
90 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	플라즈마 개요
Plasma Overview
	11. 플라즈마 정의 및 특성
Definitions and characteristics of plasma
	· 원자 모델과 물질 특성 
Atomic model and physical property
· 플라즈마 정의 및 특성 
Plasma definition and characteristics 
· 플라즈마 나노가공 원리 
Principle of plasma nano-machining
	15
	37.5%

	
	2. 플라즈마 전하 특성
Plasma charge properties
	· 전하 특성 
Charge properties 
· 전류-전압 특성
Current-voltage characteristics
	
	

	
	3. 플라즈마 진공 환경
Plasma vacuum environment
	· 공정 장치 및 재료
Process equipment and material
· 진공 기술과 배기 특성
Vacuum technology and pumping characteristics
	
	

	플라즈마 가속
이온 가공 
Plasma accelerated ion machining
	1. 플라즈마 표면 세정
Plasma surface cleaning
	· 플라즈마 세정의 정의
Definition of plasma cleaning
· 플라즈마 세정공정 
Plasma cleaning process
· 청정환경
Clean environment
· 공정 장치 세정
Cleaning of process equipment
	15
	37.5%

	
	2. 플라즈마 식각
Plasma etching
	· 플라즈마 식각 정의
Definition of plasma etching
· 플라즈마 식각 공정 조건
Condition of the plasma etching process
· 고체 표면 식각
Solid surface etching
· 플라즈마 식각장치 특성
Properties of the plasma etcher
	
	

	
	3. 플라즈마 표면 개질
Plasma surface modification
	· 플라즈마 표면 개질 정의
Definition of plasma surface modification
· 플라즈마 표면 개질 공정 조건
Condition of plasma surface modification process
· 고체 표면 개질
Solid surface modification
· 플라즈마 표면 개질 장치 특성
Properties of plasma surface modification equipment
· 고체 표면에 대한 플라즈마 이온 주입
Plasma ion injection on the solid surface
	
	

	플라즈마 가공 응용
Plasma machining applications
	1. 플라즈마 박막 코팅 
Plasma thin film coating 
	· 플라즈마 박막 코팅 공정 정의
Definition of plasma thin film coating process
· 플라즈마 박막 코팅 공정 조건
Condition of plasma thin film coating process
· 박막 코팅 재료와 인가 전원 특징
Characteristic of thin-film coating material and injection power
· 플라즈마 박막 코팅 장치 특성
Properties of plasma thin-film coating system
· 코팅 박막 측정
Measurement of coated thin film
	10
	25%

	
	2. 응용 가공
Applied machining
	· 반응성 박막 플라즈마 코팅
Reactive thin-film plasma coating
· 반응성 박막 플라즈마 식각
Reactive thin-film plasma etching
· 간이 리프트 오프 공정
Simple lift-off process
· 이온빔 믹싱 공정 
Ion beam mixing process
· 이온빔 스퍼터링 공정
Ion beam sputtering process 
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2nd practical test
Plasma Surface Treatment Specialist
	직무활용분야
Field
	플라즈마 가공 부문
Plasma processing area
	자격명칭
Qualification
	플라즈마 표면처리 스페셜리스트
Plasma Surface Treatment Specialist
	적용기간 Valid date
	2021~

	시험방법
Exam type
	주관식
Short answer
	문항 수
No. of Ques.
	10-20
	시험시간
Exam hour
	120분
120 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	플라즈마 개요
Plasma Overview
	1. 플라즈마 진공환경
Plasma vacuum environment
	· 기본 진공과 공정 압력 조건 설정 능력
Ability to set basic vacuum and process pressure conditions 
· 리크 검출 능력
Leak detection ability
	Depends on percentage
	100%

	플라즈마 가속이온 가공 
Plasma accelerated ion machining 
	1. 플라즈마 표면세정
Plasma surface cleaning
	· 플라즈마 표면 세정 공정 설정 및 운전 
Plasma surface cleaning process setup and operation
· 플라즈마 표면 세정 결과 확인 및 평가
Check and evaluate plasma surface cleaning results
	Depends on percentage
	100%

	
	2. 플라즈마 식각
Plasma etching
	· 플라즈마 식각 공정 설정 및 운전
Plasma etching process setup and operation
· 플라즈마 식각 결과 확인 및 평가
Check and evaluate plasma etching results
	
	

	
	3. 표면 개질
Surface modification
	· 플라즈마 표면 개질 공정 설정 및 운전
Plasma surface modification process setup and operation
· 플라즈마 표면 개질 결과 확인 및 평가
Check and evaluate plasma surface modification results
	
	

	플라즈마 가공 응용
Plasma machining applications
	1. 플라즈마 박막코팅
Plasma thin film coating
	· 플라즈마 박막 코팅 공정 설정 및 운전
Plasma thin-film coating process setup and operation
· 플라즈마 박막 코팅 결과 확인 및 평가
Check and evaluate plasma coated thin film results
	Depends on percentage
	100%

	
	2. 응용가공
Applied machining

	· 반응성 박막 코팅 및 식각공정 설정 및 운전
Plasma thin film coating and etching process setup and operation
· 플라즈마 반응성 박막 코팅 및 식각 결과 확인 및 평가
Check and evaluate plasma reactive coated film and etched result 
· 간이 리프트 오프 공정 능력
Ability to simply lift-off process 
· 이온빔 믹싱 공정 능력
Ability to ion beam mixing process
· 이온빔 스퍼터링 공정 능력
Ability to ion beam sputtering process

	
	





